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전기화학적 습식공정으로 금속 및 금속산화물 전극소재를 제작하는 연구는 최근 다양한 응용

분야에서 진행되고 있다. 특히 덴드라이트 나노구조를 갖도록 제작함으로써 전극의 표면적을

증가시켜 전극의 성능 및 효율을 극대화시키는 결과들이 주목 받고 있는데, 전기도금 공정에

서 수소발생 반응을 동반하도록 유도하여 다양한 나노구조를 갖는 전극 박막층을 형성시키는

공정과 전해질 내에서의 금속 이온들간의 환원 전극전위 차이를 이용하여 나노구조를 갖는 분

말형 전극소재를 제작하는 갈바닉 치환공정 등이 괄목할 만한 결과를 내고 있다. 이러한 고표

면적의 전극소재는 이차전지의 음극, 슈퍼커패시터 전극, 그리고 태양전지용 전도성 페이스트

소재 등의 에너지소자 뿐 아니라 터치패널 전극소재 및 전자기기의 전자파 차폐용 소재로서도

응용되고 있다. 최근에는 이러한 소재의 특성(입자의 크기, 분산성, 전도도 및 산화율 등)에 대

해 보다 제한적인 요구가 대두되고 있고, 이를 해결하기 위한 노력들이 진행되고 있다. 본 연

구에서는 최근에 수행된 다양한 금속 및 금속산화물 전극소재의 제조공정에 대한 결과와 이들

의 전기화학적 성능평가 및 양산화 공정연구에 대해 발표하고자 한다. 이외에도 기존의 전도

성 페이스트 소재의 대체소재로 활용 가능한 코어-쉘 구조의 전극소재를 전기화학적 공정으

로 제작하는 공정에 대해서도 소개하고자 한다.


